
光 学 表 面 离 子 抛 光 的 效 率

� � � �年
,

有人提出了采用离子抛光技术 的最后基底表面混乱层
。

然后
,

每个试样用

来解决光学表面的激光感生损坏阖的问题
。

红粉做一般抛光
,

以便除掉 �� 微 米 厚 的材

这建议的根据是离子抛光在除掉表面污染和 料
。

这样
,

保留下来进行离子抛光的主表面

减低表面粗糙度方面应是 有效 的
。

此 后 不 结构是浅表面抛光层
。

因为红粉在�
·

�� 微米

久
,

吉乌里亚诺 �� ��� 认�� �发表了关于离子 的波长有较高的吸收
,

所以红粉污染是有害

抛光兰宝石的激光感生表面损坏阖的结果
。

的
。

这样
,

做为除掉表面污染方法看时
,

试

用近切入射 �千电子伏特能量的 氢离 子
,

他 样要做离子抛光技术试验
。

激光系统
、 卜

试验

发现兰宝石表面离子抛光是最光滑的
,

但是 技术和诊断方面的详细情况另外 已 经 介 绍

损坏闹较高
。

吉乌里亚诺 �� ��� �
� � � �认为损 过

。

坏闭增加主要是表面某种强化的缘故
。

他指 表 � 表示表面损伤试验的结果
。

第一行

出引起表面较大损坏闭的损坏形态是表面破 是用的溅射离子
,

第二行是淀积的总离子剂

坏的突出而广
。

本文的意图是介绍坚决坚持 量
,

第三行是所用的人射离子能量
,

第四行

最初观点的实验数据并对离子抛光表面强化 是由抛光均方根表面粗 糙度
�
组 成 的测量

提 出直接的解释
。

值
,

第五行是实验测得的表面损坏的光电场

用三种离子 ��
十 、

� 吉
、

� 力 对 � �� �� ��� 阑值
,

最后一行是标准的闭场值

� � ��熔石英试样抛光
,

两种入射能量为 � 万 标准阖是从下面的关系式得来的
,

此关

电子伏特和 �万电子伏特
,

入射离子剂 量 分 系式已经通过实验证明是正确的
。

其中� 和

别是 ��
‘�

个离 子 � 厘 米
“

和 ��
‘ �
个 离 子 � 厘

� 是 � 侧 。 一常量 � � �

米
“。

离子和表面法线成稍大于 ��
“

角入射到 按表 � 所规定的
。

等式 � 中出现的常量取决

试样上
。

为达到材料除掉的均匀性
,

试样在 于特殊的表面加工和材料
,

而左边结合粗糙

辐照时要旋转
,

为高溅射量选择大入射角
,

度的适当校正
。

就是说
,

对每 个 试 样 计算

在离子抛光之前
,

每个试样在细磨时都是用 � � 侧 �
也就根本地归化了粗糙的大体影响

,

微米的砂控制研磨的
。

这就得到约 � 微 米厚 留下的仅是材料和表面加工的内在影响
。
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菜取加入的工艺方法
,

抛光� � � �个眼镜透镜

用了近 � 公斤的氧化钵
。

可是发明的方法刁
’

需用比同样抛光粉正常需要量的兰分之书违
少

。

根据发明的方法
,

还有另外的优越性
,

即有可能更准确的制造回型透镜
。

此外
,

它比

以前的工艺方法快得多
,

因为在抛光眼镜透

镜正常所需要时间的三分之二时间内就完成

掀光操作
。

最后还应指出。 用发明的方法抛

光双焦点透镜是特别容易的
。

这种方法
,

还可使用其他的抛光剂
,

除

所提到的那些以外
,

而且也能用来改进平面

玻璃表面的抛光
。

要求 �

�
�

在特殊透镜中抛光玻璃的方法
,

使

用抛光基盘把抛光粉加人到硬塑料泡沫中并

在起泡时均匀地分散开
,

在抛光过程 中允许

孤光荆流扯城湘表攀
。

六

�
�

根据要求 � 中的方法
,

抛光玻璃用

的抛光基盘把抛光粉加入到硬塑料泡沫中
,

并在起泡过程中均匀地分散开
。

� ‘ 抛光玻璃的方法
,

要求 大 体如 要

求 � 中阐述
。

�
�

抛光玻璃用的抛光基盘大体土如要

求 � 中所述
。

� ’

�
�

生产透镜时婆狡方法要求中的 � 和

� 去做
。
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